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Введение.
Глава 1. Лазерная обработка диэлектриков
Краткий аналитический обзор литературных данных).
1.1. Параметры лазерного излучения, влияющие на обработку.
1.2. Процесс поглощения лазерного излучения диэлектриками.
Влияние свойств материала и состояния поверхности
1.3. Теплофизические процессы в зоне воздействия лазерного излучения на диэлектрики.
1.4. Термоупругие напряжения в зоне воздействия лазерного излучения на диэлектрики.
1.5. Технологические особенности лазерной обработки диэлектриков
1.6. Лазерное технологическое оборудование для обработки диэлектриков.
Глава 2. Температурные поля и напряжения в пластинах хрупких диэлектриков при воздействии лазерного излучения . 62.
2.1. Температурное поле в диэлектрической пластине при воздействии лазерного излучения, сфокусированного в кольцо
2.2. Термонапряженное состояние диэлектрической пластины при ее разделении лазерным излучением, сфокусированным в кольцо
2.3. Особенности влияния теплообмена при воздействии лазерного излучения, сфокусированного в кольцо, на пластину хрупкого диэлектрика, находящегося в растворе электролита.
Глава 3. Экспериментальные исследования.
Методика и оборудование.
Глава 4. Физические особенности воздействия сфокусированного лазерного излучения на хрупкие диэлектрики.
4Л . Кинетические закономерности развития отверстия
4.2. Интегральные закономерности процесса кольцевой лазерной прошивки отверстий
4.3. Структурные изменения материала при лазерной обработке хрупких диэлектриков
4.4. Лазерная прошивка отверстий в хрупких диэлектриках с одновременной химической металлизацией их стенок.
4.5. Точность и воспроизводимость результатов лазерной прошивки отверстий. Комплексный индекс оптимизации
ВЫВОДЫ.
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